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LPP light source development for EUV lithography — eNORBERT BOW-

ERING

Hauptvortrage des fachiibergreifenden Symposiums SYPP

Das vollstandige Programm dieses Symposiums ist unter SYPP aufgefiihrt.
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Hochspannungsmodulator mit zweifacher Impulstransformatorstufe
— WERNER HARTMANN, eKLAUS-DIETER ROHDE, NORBERT GRASS, MAR-
TIN SCHWENDNER

SiC-Thyristoren fiir die Hochleistungsimpulstechnik — eSico
SCHARNHOLZ

Aktuelle Trends in der Hochspannungs- und Hochstromschalteren-
twicklung in Frankfurt — e CHRISTIAN TESKE, MARCUS IBERLER, CHRIS-
TIAN HoCK, GREGOR LOISCH, ANDREAS SCHONLEIN, JORG WIECHULA,
JOACHIM JACOBY

UV-Lamps: Principles, Technology and Applications — eALEX
VORONOV

Generation of pulsed magnetic fields — stretching the limits —
eJOACHIM WOSNITZA

Stand der Technik und Entwicklungen fiir Pulsed Power Module in
Medizinischen Excimerlaser — ¢CLAUS STROWITZKI, MATTHIAS DAHLKE
Pulsed Power Applications at Karlsruhe Institute of Technology —
¢GEORG MUELLER

Pulsed Electric Fields in Food Processing: Equipment Design and
Commercial Applications — eSTEFAN TOEPFL

Hauptvortrage des fachiibergreifenden Symposiums SYPD

Das vollstindige Programm dieses Symposiums ist unter SYPD aufgefiihrt.
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Fortschritte in den optischen Diinnschichttechnologien — e¢NORBERT
KAISER

Entwicklung neuer optischer Funktionsschichten durch hochion-
isierte Sputterprozesse — ¢ MICHAEL VERGOHL, RALF BANDORF, STEFAN
BRUNS, VOLKER SITTINGER, BERND SzvYszKA, OLIVER WERNER

Plasma unterstiitzte Prozesse zur Herstellung anspruchsvoller Inter-
ferenzfilter — eHARRO HAGEDORN, WALTER LEHNERT, JURGEN PISTNER,
HoLGER REUS, MICHAEL SCHERER, ALFONS ZOLLER

Charakterisierung von Plasmaprozessen zur ionengestiitzten Ab-
scheidung (PIAD) von optischen Schichten — eJENS HARHAUSEN,
RALF PETER BRINKMANN, RUDIGER FOEST, ANDREAS OHL, BENJAMIN
SCHRODER, HARTMUT STEFFEN
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SYPD 2.2 Thu 14:30-15:00 V57.03 Prozessiiberwachung und Kontrolle mit der Multipol-Resonanz-
Sonde — eRALF PETER BRINKMANN, MARTIN LAPKE, JENS OBERRATH,
CHRISTIAN SCHULZ, ROBERT STORCH, TIM STYRNOLL, PETER AWAKOW-
1cz, THOMAS MUSSENBROCK, THOMAS MUSCH, ILONA ROLFES, CHRISTIAN
Z1ETZ

SYPD 2.3 Thu 15:00-15:30 V57.03 Gepulste Hochleistungsplasmen zur Synthese nanostrukturierter
Funktionsschichten (SFB TR 87) — ePETER AWAKOWICZ

SYPD 2.4 Thu 15:30-16:00 V57.03 Phase stability of TiAINO (SFB TR 87) — e¢JOCHEN SCHNEIDER

Fachsitzungen

K1.1-1.3 Mon 14:30-15:30 V57.04 Methoden und Verfahren

K 2122 Mon 15:30-16:00 V57.04 Licht- und Strahlungsquellen I

K 3.1-3.6 Mon 16:30-18:15 V57.04 Licht- und Strahlungsquellen II und deren Anwendungen
K4.1-49 Tue 16:30-18:30 Poster.V  Poster 1

K 5154 Thu 10:30-11:30 V57.04 Lasersysteme und -komponenten

K 6.1-6.2 Thu 11:30-12:00 V57.04 Laserstrahlwechselwirkung, Lasermaterialbearbeitung I
K71-75 Thu 14:00-15:15 V57.04 Laseranwendungen und Lasermaterialbearbeitung I

K &81-85 Thu 16:30-18:30 Poster.V  Poster 11
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